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DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
REDUCCIÓN TA§A PARA EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD

1. ldentificacién del Tramite

T-l PATENTE DE lNVENcloN ffi *ore*rr DE MoDELo DE urlLlDAD

2. ldentificaciéndelbeneficiario

ry Persona Natural i-l Persona Jurídica

a'l En et caso de ser una p,efsona ltatuf.al y carecer de rnedios económicos y por tanto aplique la
reducción de tasas a la que se refiere la resolución vlgente en tarifas, debe ffrmar la presenfe salicitud
baja la gravedad de juramento.

c). Universidades públicas o privadas f] e). Universidad extranjera en Cotitularidad f-l

f). Certificado Aula Propiedad lndustrial (APl) ll g). Certificado CIGEPI o CATI I I

3. Datos del
Beneficíario
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IDENTTFICACIÓN

c.c. IJN|T
C.E. []Otro
NUPI

Número: l€t l8l &Z?

Entidades sin ánimo de lucro

[--l copia de registro vigente en

Cámara de comercio.

¡-1 Hoja de información
U complementaria.

|_-l Otros. especificar

Universidades públicss o privadas
/ extranjera en cotitular¡dad

._-_|

-J Copia acto de reconocimiento
inslitucional emitido por el
Minrster¡o de Educac¡ón

I I Acto de reconocimientoU
institucional de universidad

Mlcro, pequañas y medianas
empresas

l--l Copia sirnple de la declaración de
g

- 
renta del año inmed¡atamente

anterior. o en su defecto prueba

documental ¡dónea.

LJDocumento de conslancia de

cumplim¡ento con lo estab,ecído en
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